
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

L'Ambassade de Suisse à Nairobi recherche : 

 Stagiaire académique – Ambassade de 
Suisse à Nairobi 

 
 
 

 

100%   Nairobi 

 

En tant que stagiaire à l'Ambassade de Suisse à Nairobi, vous aurez l'opportunité d'acquérir des connais-
sances précieuses sur le travail bilatéral et multilatéral d'une représentation suisse dans une région dyna-
mique de l'Afrique. Vous soutiendrez l'ambassade dans ses activités diplomatiques à travers des projets, 
des évènements et la rédaction de rapports. L'Ambassade de Suisse à Nairobi est responsable des relations 
bilatérales entre la Suisse et le Kenya, ainsi qu'avec l’Érythrée, le Rwanda, la Somalie et l'Ouganda. De 
plus, pendant le stage, vous serez également impliqué(e) dans des tâches multilatérales. Nairobi, seul siège 
principal des Nations Unies dans l'hémisphère Sud, abrite environ 60 organisations de l'ONU, dont le siège 
mondial du PNUE et de l'ONU-Habitat. 

 

Tâches  Conditions requises 

 
Politique : analyse et rédaction de rapports, 
principalement sur le Kenya et l'Ouganda, colla-
boration à la rédaction de rapports sur les droits 
de l'homme.  
 
Travail multilatéral : participation aux réunions 
du PNUE et de l'ONU-Habitat, ainsi que prépa-
ration des réunions et rédaction de rapports.  
Coordination au sein de l'administration fédé-
rale.  
 
Économie : recherches et collaboration à la ré-
daction du rapport économique de l'Ambas-
sade.  
 
Gestion de projets dans le domaine de la Sécu-
rité Humaine.  
 
Représentation de l'Ambassade lors  
d'événements.  
 
Communication : cogestion des réseaux so-
ciaux et maintien d'un réseau de contacts.  

 

  
Études universitaires terminées.  
 
Fort intérêt pour la politique, l'économie et les re-
lations internationales.  
 
Maîtrise de deux langues officielles suisses et de 
l'anglais.  
 
Très bonnes compétences rédactionnelles, ap-
proche interdisciplinaire, esprit d'équipe, attitude 
proactive et créativité.  
 
Intérêt pour les cultures étrangères, comporte-
ment approprié.  
 
Intérêt pour la communication et les réseaux so-
ciaux.  

 

 
Contacts 
 

Tous les candidat(e)s doivent soumettre les documents suivants sous forme électronique : 
• Curriculum vitae 
• Lettre de motivation 
• Copie du diplôme universitaire et des relevés de notes 
• Le cas échéant, certificats de travail 

 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'adresse suivante : nairobi.vacancy@eda.admin.ch 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 22 mai 2025 
Prise de fonction : 1er septembre 2025 
Durée du poste : jusqu'au 31 mai 2026 – avec extension possible de 3 mois. 
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Informations sur l'employeur 
 
L'Ambassade de Suisse au Kenya, située à Nairobi, est accréditée auprès des pays voisins suivants : Ery-
thrée, Rwanda, Somalie et Ouganda. Elle exerce également la fonction de représentation permanente au-
près du Programme des Nations Unies pour l'Environnement et ONU-Habitat. La représentation mène de 
nombreuses activités liées à la diplomatie bilatérale et multilatérale, offrant une grande variété de tâches et 
de défis intéressants. 
 

Aperçu du stage 
 
Voici une vidéo dans laquelle une ancienne stagiaire universitaire vous donne un aperçu de son expérience 
de stage chez nous. 
Conseils pour la candidature. Vidéo-Link 
 
 
Veuillez lire attentivement les Informations et conditions d'admission relatives aux stages académiques au 
DFAE. Les exigences mentionnées doivent être entièrement satisfaites. Les candidatures qui ne répondent 
pas aux critères ne seront pas prises en considération. 
 

 
 
L'Administration fédérale est attentive aux différentes expériences de vie de ses collaborateurs et collabora-
trices et valorise leur diversité. L'égalité de traitement est donc une priorité absolue. 
 
Votre dossier sera supprimé au plus tard 90 jours après la date limite de candidature. 

  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VwQkIg2Y_ZQ
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/travailler-dfae/studierende/informationen.html

